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Исследована зависимость энергии притяжения частиц от формирования на 
их поверхности тонких слоев с характеристиками, отличными от тако-
вых дисперсионной среды. Показано, что при локальном снижении плотно-
сти воды или формировании газовой прослойки на поверхности гидрофобных 
час тиц их притяжение на небольших расстояниях существенно возрастает. 
Наоборот, формирование на поверхности гидрофильных частиц в воздушной 
среде тонкого слоя воды приводит к ослаблению их притяжения. Наиболее 
выраженный эффект получен для энергии взаимодействия гидрофобной дис-
персной частицы и пузырька: при определенном соотношении параметров из-
меняется не только величина, но и знак взаимодействия.
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Введение. Устойчивость дисперсных систем существенно зави-
сит от характеристик дисперсионной среды и состояния поверхности 
образующих их частиц. В ранних работах, которые заложили основу 
теории ДЛФО (Дерягина – Ландау – Фервея – Овербека), прежде всего 
уделялось внимание поверхностному заряду и связанному с ним элек-
тростатическому отталкиванию частиц, а также дисперсионным силам 
притяжения (силам Ван дер Ваальса), обусловленным объемными 
свойствами материала частиц и дисперсионной среды [1, 2]. В расши-
ренную теорию ДЛФО вошло также стерическое взаимодействие [3, 4]. 
Отдельным фактором, изменяющим стабильность дисперсных систем, 
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